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CLAIMS 



11. Apparatus, preferably for carrying out the process as set forth in 
one of the preceding claims, 

for producing a marking (45), for example digits, letters, surface 
patterns, surface Images or decoration on a substrate (43), preferably a 
film, in particular a transfer film, comprising 

a replication apparatus (41) which is in the form of a replication 
roller, wherein a replication surface is provided on an outside of the 
replication roller, 

a device for producing a radiation (30), preferably a laser 
installation, wherein the radiation (30) for producing at least one shaping 
region is directed on to at least one portion (70a, b) of the replication 
surface, and 

a counterpressure apparatus (42) which has a counterpressure 
surface, wherein the substrate (43) is arranged between the replication 
surface of the replication apparatus (41) and the counterpressure surface of 
the counterpressure apparatus (42) in order to shape the shaping region on 
to the substrate in a contact region (53) between the replication surface 
and the substrate (43), 

characterised in that 

there is provided an additional heating apparatus for temperature 
control of the replication surface. 

19. Apparatus as set forth in one of claims 11 through 18 
characterised in that there is provided an apparatus for temperature control 
of the replication surface, namely a cooling apparatus for cooling the 
replication surface, in particular partial regions of the replication surface. 
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which is preferably in the form of a blower, gas flow cooling, or a cooling 
roller. 

20. Apparatus as set forth in one of claims 11 through 19 
characterised in that the heating apparatus is provided for heating the 
replication surface, in particular partial regions of the replication surface, 
and in particular is in the form of a blower, a heating laser device, an 
inductive heating device, resistance heating or a device for producing heat 
radiation. 
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1 1 . Vorrichtung, vorzugsweise zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, 

zur Erzeugung einer Markierung (45), z.B. Ziffern, Buchstaben, 
10 Flachenmuster, Flachenbilder Oder Dekor, auf einem Substrat (43), 

vorzugsweise einer Folie, insbesondere Transferfolie, 

mit einer als Replizierwalze ausgebildeten Replizlervorrichtung (41), wobei 
auf einer AuBenseite der Replizierwalze eine Replizieroberflache ausgebildet 
15 ist, 

mit einer eine Strahlung (30) erzeugenden Einrichtung, vorzugsweise einer 
Laseranlage, wobei die Strahlung (30) zur Ausbildung von mindestens einem 
Abformbereich auf mindestens einen Abschnitt (70a,b) der Replizieroberflache 
20 gerichtet ist. und 

mit einer Gegendruckvorrichtung (42), die eine GegendruckfiSche aufweist. 
wobei das Substrat (43) zwischen der Replizieroberflache der 
Replizlervorrichtung (41 ) und der Gegendruckflache der 
25 Gegendruckvorrichtung (42) angeordnet ist, um in einem Kontaktbereich (53) 

zwischen der Replizieroberflache und dem Substrat (43) den Abformbereich 
auf das Substrat (43) abzuformen, 
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dadurch gekennzelchnet, 

dass eine zusStziiche, die Replizieroberflache temperierende Heizvorrichtung 
vorgesehen ist. 
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Vorrichtung nach einem der Anspruche 11 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine die Replizieroberflache temperierende Vorrichtung, namlich eine 
Kiihlvorrichtung zur Kuhlung der Replizieroberflache, insbesondere von 
Teiibereichen der Replizieroberflache. vorgesehen ist, die vorzugsweise als 
Geblase, Gasstromkuhlung oder Kuhlwaize ausgeblldet ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 11 bis 19. 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Heizvorrichtung zur Heizung der Replizieroberflache, insbesondere 
von Teiibereichen der Replizieroberflache, vorgesehen ist und insbesondere 
als Gebiase, Heiz-Lasereinrichtung, induktive Heizeinrichtung, 
Widerstandsheizung oder als Wamnestrahlung erzeugende Einrichtung 
ausgeblldet ist. 



